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Naukowej Dyscypliny Inzynieria Materiatowa Politechniki Warszawskiej z dnia 21.05.2021 r.

Recenzje opracowatam w oparciu o dokumentacje osiggnie¢ Habilitanta przekazang w formie
drukowanej i elektronicznej. W ocenie osiggnie¢ dr inz. tukasza Skowronskiego kierowatam
sie wymaganiami podanymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z pdzniejszymi zmianami)

1. Charakterystyka Habilitanta

Drinz. tukasz Skowronski w 2005 r. ukonczyt studia magisterskie na kierunku fizyka techniczna
na Wydziale Technologiii Inzynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego
w Bydgoszczy. W tym samym roku podjat prace jako asystent na macierzystym Wydziale, na
ktédrym pracuje do tej pory. Prace doktorskg pt. ,,Wtasciwosci optyczne i mikrostrukturalne
warstw Cu-Ni selektywnie absorbujgcych otrzymywanych metodg elektrochemiczng”, ktérej
promotorem byt prof. dr hab. inz. Antoni Bukaluk, obronit w 2013 r. na Wydziale Fizyki
Technicznej Politechniki Poznanskiej i uzyskat stopien doktora nauk fizycznych. Po doktoracie
awansowat na stanowisko adiunkta, a od 2019 r. jest adiunktem w grupie pracownikéw
badawczych.



2. Ocena osiggniecia naukowego
Jako osiggniecie naukowe bedgce podstawg ubiegania sie o nadanie stopnia doktora
habilitowanego dr inz. tukasz Skowronski przedstawit cykl trzynastu powigzanych tematycznie
artykutow naukowych, ktéry zatytutowat ”“Wtasciwosci optyczne i mikrostruktura
powtokowych uktaddéw interferencyjnych wytworzonych metodami magnetronowymi”.
Artykuty te zostaty opublikowane w czasopismach naukowych, ktére w roku wydania byty
ujete w wykazie sporzadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2
pkt 2 lit. b.

Publikacje sg spdjne tematycznie i dotyczg zagadnien zwigzanych z projektowaniem
i wytwarzaniem metodami magnetronowymi w warunkach przemystowych powtokowych
uktaddéw interferencyjnych na podfozu szkta, stali, aluminium i polimetakrylanu metylu
(PMMA) oraz okresleniu ich statych optycznych, wtasciwosci optycznych, topografii
powierzchni i mikrostruktury.

Publikacje ukazaty sie w latach 2014-2020. Dwanascie publikacji z cyklu napisano
w jezyku angielskim i zostaty one opublikowane w czasopismach indeksowanych w bazie
Journal Citation Reports (Materials, Thin Solid Films, Materials Science-Poland, Applied
Surface Science, Surface and Coatings Technology), a jedna praca w jezyku polskim ukazata sie
w czasopismie Postepy w Inzynierii Mechanicznej wydawanym przez Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ktére w roku wydania znajdowato sie na liscie B
wykazu czasopism naukowych MNISW. S3 to publikacje o wysokich wskaznikach
bibliometrycznych. Sumaryczny wspdtczynnik wptywu (impact factor, IF) publikacji
wchodzgcych w sktad osiggniecia naukowego wynosi 30,2051, a sumaryczna liczba punktéw
wg MNiSW wynosi 6782. Wsrdd nich jest jedna praca autorska i 12 prac wieloautorskich.
Osiggniecie stanowi zatem czes¢ pracy zbiorowe;.

W Autoreferacie Habilitant utozyt publikacje wchodzgce w sktad cyklu w kolejnosci od
najnowszej do najstarszej i nadat im numery LS1-LS13. Okreslit, na czym polegat Jego wktad
w powstanie poszczegdlnych publikacji oraz oszacowat swdj udziat procentowy.

W ramach zagadnienia objetego cyklem publikacji mozna wyodrebnic kilka spdjnych
tematycznie watkdw badawczych, ktére przedstawiono w publikacjach nie nastepujacych po
sobie chronologicznie. W dalsze]j czesci recenzji przedstawiam ocene indywidualnego wktadu
Habilitanta w realizacje zagadnienia z podziatem na poszczegdlne watki.

Pierwszy watek badawczy dotyczy powlokowego uktadu interferencyjnego
naniesionego na podfoze szklane, sktadajgcego sie z warstw Ti i TiOz, w ktorym grubosé
warstwy Ti jest stosunkowo duza. W tym uktadzie Ti jest materiatem o wspdtczynniku odbicia
Swiatta R z zakresu 50-60%, zapewniajgcym uzyskanie intensywnej barwy powtoki, zas TiO;
jest dielektrykiem o stosunkowo duzej wartosci wspotczynnika zatamania swiatta n =2,0-2,9
w zakresie widzialnym promieniowania elektromagnetycznego, co pozwala na uzyskanie
odpowiednich koloréw przy stosunkowo niewielkiej grubosci warstwy. Wyniki dotyczgce tego
uktadu powtok zostaty opisane w pracach LS2 i LS12.



W pracy LS2 Habilitant jest pierwszym autorem i autorem korespondencyjnym, a Jego
wkftad w przygotowanie publikacji oszacowany na 70% polegat na wykazaniu zaleznosci
pomiedzy budowg uktadéw powtokowych, statymi optycznymi warstw sktadowych i kolorami
powtok. W pracy LS12 Kandydat jest rdéwniez pierwszym autorem i autorem
korespondencyjnym, a oszacowany wktad w publikacje wynosi 25% i polegat na optymalizacji
warunkéw nanoszenia warstw metalicznych i dielektrycznych w celu otrzymania powtok
o okreslonych grubosciach, analizie statych optycznych wytworzonych materiatéw w oparciu
o pomiary elipsometryczne, wyznaczeniu grubosci warstw metalicznych z zastosowaniem
mikroskopu konfokalnego, powigzaniu chropowatosci otrzymanych powtok z warunkami ich
wzrostu oraz okresleniu wptywu grubosci warstw tlenkowych na wartosci parametréw
okreslajacych barwe wytworzonych uktadéw interferencyjnych.

W tej czesci badan, w odniesieniu do tytutu osiggniecia, wktad Autora dotyczy gtéwnie
analizy statych i wtasciwosci optycznych. Badania mikroskopowe obejmowaty zastosowanie
mikroskopii konfokalnej do wyznaczenia grubosci powtok oraz mikroskopii sit atomowych AFM
do badan topografii powierzchni. W tym watku badawczym indywidualnym wktadem
Habilitanta w osiggniecie naukowe jest wykazanie, ze przy stosunkowo duzej grubosci
warstwy Ti (315 nm) efekt barwny uktadu powtokowego zalezy wytgcznie od grubosci warstwy
TiO,. Kandydat stwierdzit, ze zatozenie to jest stuszne, gdy state optyczne warstwy TiO; nie
zalezg od jej grubosci.

Drugi watek badawczy nakierowany jest na ustalenie wptywu cisnienia parcjalnego tlenu
i argonu w komorze prézniowe]j podczas osadzania magnetronowego na kolor powtok. Wyniki
dotyczace tej czesci badan opisano w publikacjach LS2 i LS5. Wktad Habilitanta w publikacji
LS2 zostat juz uprzednio scharakteryzowany. Z kolei w pracy LS5 jest pierwszym autorem
i autorem korespondencyjnym, a Jego udziat oszacowany na 90% polegat na opracowaniu
koncepcji badan wraz z okresleniem warunkéw technologicznych wytworzenia uktadow
powtokowych, przeprowadzeniu kompletnego cyklu technologicznego wytworzenia prébek
z zastosowaniem przemystowej linii magnetronowej, wyznaczeniu grubosci warstw
dielektrycznych i metalicznych metodg elipsometryczng i z zastosowaniem optycznego
mikroskopu konfokalnego, wyznaczeniu statych optycznych wytworzonych warstw
metalicznych i dielektrycznych, okresleniu ich wptywu statych optycznych oraz ich grubosci
warstw na wspodfczynnik odbicia oraz wartosci parametrow opisujgcych barwe
interferencyjnych uktadéw powtokowych.

Podobnie jak w poprzednim watku badawczym wkfad Habilitanta w odniesieniu do
tytutu osiggniecia dotyczy gtéwnie wyznaczenia statych optycznych i wtasciwosci optycznych.
Jego indywidualny wktad w osiggniecie polega na ustaleniu, ze najwieksze wartosci
wspotczynnika zatamania Swiatta w warstwach TiO, mozna otrzymac przy zastosowaniu
w komorze magnetronu czystego tlenu przy cisnieniu wynoszagcym 0,04 Pa. Wynik ten
umozliwit uzyskanie takich samych lub zblizonych koloréw powtok interferencyjnych, jak przy
wyzszym cisnieniu tlenu i/lub zastosowaniu mieszaniny tlenu i argonu, ale dla cieriszych
warstw TiO,.



Trzecim watkiem badawczym byto zbadanie wpltywu grubosci warstwy Ti na barwe
interferencyjnego uktadu powtokowego TiO,/Ti. Wyniki dotyczace tego zagadnienia opisano
we wspomnianej uprzednio publikacji LS2 oraz LS9. Wktad Habilitanta w publikacji LS9 zostat
oszacowany na 90%. Zakres wykonanych prac byt podobny jak w poprzednich publikacjach
i dotyczyt gtdwnie charakteryzowania grubosci i wtasciwosci optycznych warstw.

W tej czesci badan indywidualne osiggniecie Habilitanta polega na opracowaniu
barwnych powtok interferencyjnych TiO2/Ti pétprzepuszczalnych dla $wiatta z zakresu
widzialnego. Habilitant zwrdcit uwage, ze w przypadku warstw metalicznych ich state optyczne
zalezg silnie od grubosci. Ustalit, ze warstwa tytanu o grubosci ponizej 100 nm jest cze$ciowo
transparentna dla Swiatta z zakresu widzialnego. Wykazat, ze w badanych uktadach
powtokowych im ciensza byta warstwa Ti, tym uktad szkto/Ti/TiO, przepuszczat wiecej
padajacego Swiatta, lecz jego kolor byt mniej intensywny

Czwarty watek badawczy dotyczy opracowania, wytwarzania i charakteryzowania
powtok AlOzi SnO, 0 mniejszej wartosci wspofczynnika zatamania Swiatta niz TiO,. Wyniki
badan ujeto w pracach LS3i LS6. W publikacji LS3 udziat Habilitanta zostat oszacowany na 50%,
a w LS6 75%. W obydwu ww. publikacjach wiekszo$¢ badan dotyczy statych i wtasciwosci
optycznych, a badania strukturalne stanowig niewielkg czesé. W tym watku badawczym
dyskusyjne sg wnioski dotyczgce mikrostruktury wyciggane na podstawie badan topografii
powierzchni. W pracy LS3 powstate na powierzchni twory globularne obserwowane za
pomocg AFM sg utozsamiane z ziarnami o wielkosci od 50 do 100 nm, a w pracy LS6 wielkos¢
ziarna w powtokach Al;03, SnO; i TiO2 jest poréwnywana w oparciu o obrazy topografii
powierzchni powtok wykonane za pomocg SEM, na ktdrych trudno zaobserwowac cechy
morfologiczne powierzchni. Z kolei brak réznic w spektrach ramanowskich podtoza Si i powtok
zostat zinterpretowany ich amorficzng strukturg. Szkoda, ze dla potwierdzenia tych wynikéw
nie zostaty wykonane badania innymi metodami, np. XRD lub TEM. Ten aspekt badan stanowi
stabszy punkt w osiggnieciu badawczym.

Indywidualne osiggniecie Autora wniosku w tej czesci badan polega na stwierdzeniu, ze
wspodtczynnik zatamania swiatta w warstwach Al;Os wytwarzanych metodg magnetronowa
silnie zalezy od warunkdéw osadzania (ci$nienia i sktadu gazu w komorze) i im jego wartos¢ jest
bardziej zblizona do wspdtczynnika zatamania szkta, tym mniejsze sg zmiany wspétczynnika
transmisji wprowadzone przez uktad powfokowy. Zaprojektowane i wykonane przez
Habilitanta powtoki Al,03 w niewielkim stopniu zmieniajg wtasciwosci optyczne szkta i moga
stanowi¢ ochrone przed korozjg. Badania odpornosci na korozje nie zostaty jednak wykonane,
aby potwierdzi¢ to przypuszczenie.

Pigty watek badawczy dotyczy nanoszenia metodg magnetronowg powtok
interferencyjnych na inne podfoza niz szkto, takie jak stal odporna na korozje, aluminium
i PMMA. Wyniki badan powtfok naniesionych na stali Kandydat zamiescit w artykutach LS2
i LS8. Jego udziat indywidualny w artykule LS2 zostat juz uprzednio scharakteryzowany,
a oszacowany udziat w pracy LS8 wynosi 70%. Indywidualny wktad Habilitanta w osiggniecie
naukowe w tej czesci badan polega na stwierdzeniu, ze najwieksze réznice w kolorach powtok
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interferencyjnych naniesionych na szkle i stali 316L dotyczg uktadéw z warstwa TiO2 o grubosci
od 25 nm do 35 nm, dla ktérych przy zmianie grubosci warstwy dielektrycznej tylko o 10 nm
nastepuje zmiana koloru od pomaraniczowego poprzez czerwony do fioletowego.

Z kolei wyniki badan powtok na podtozu aluminium zamiescit w publikacjach LS2 i LS7.
W pracy LS7 Habilitant jest pierwszym i korespondencyjnym autorem, a Jego oszacowany
udziat procentowy w tej pracy wynosi 90%. Podobnie jak w poprzednich publikacjach
w odniesieniu do tytufu osiagniecia zakres badan polegat gtdéwnie na okresleniu statych
i wtasciwosci optycznych oraz oszacowaniu wielko$ci ziarna na podstawie topografii
powierzchni. Indywidualny wkfad Kandydata w ten watek badawczy polegat na opracowaniu
sposobu otrzymywania na aluminium uktadéw powtokowych o nasyconych kolorach poprzez
naniesienie warstwy posredniej Ti pod warstwg TiO.. Wykazat, ze odpowiednie dobranie
grubosci warstwy tytanowej (od 5 nm do 125 nm) moze zmniejszy¢ wspodtczynnik odbicia
Swiatta od okoto 80% do 40%, co po naniesieniu warstwy TiO, spowoduje efektywne
zwiekszenie nasycenia koloréw powtok interferencyjnych.

Jako kolejne podtoze Kandydat wybrat PMMA. Wyniki dotyczace uktaddw
interferencyjnych Al/TiO, osadzanych na podtozu PMMA metodg impulsowg GIMS (Gas
Injection Magnetron Sputtering) przedstawit w pracy LS4, w ktérej swéj udziat oszacowat na
35%. Wyznaczyt grubosci warstw, state optyczne i wtasciwosci optyczne oraz powigzat barwe
powtok z grubosciami warstw tworzacych uktady powtokowe. Indywidualny wktad Habilitanta
w tym watku badawczym polega na wykazaniu, ze impulsowe osadzanie magnetronowe
umozliwia otrzymywanie na podfozu polimerowym powtok pozbawionych defektéw
powstatych na skutek oddziatywania z PMMA z plazma.

Szésty watek badawczy dotyczy okreslenia wptywu parametréw procesu osadzania
magnetronowego na jednorodnos$¢ wielkogabarytowych powtok pod wzgledem grubosci,
sktadu fazowego i statych optycznych. Analize jednorodnosci pojedynczych warstw
metalicznych i dielektrycznych, jak i interferencyjnych uktadéw powtokowych na catej
powierzchni wielkogabarytowego podfoza przedstawit w pracach LS2 i LS10. Udziat w pracy
LS2 byt juz uprzednio scharakteryzowany. W pracy LS10 swdj wktad, polegajacy na
wyznaczeniu grubosci warstw i okresleniu ich statych optycznych oraz wykonaniu statystycznej
analizy wynikéw, Habilitant oszacowat na 20%. Jego indywidualny wkfad w osiggniecie
naukowe polega na wykazaniu, ze rdznice w grubosci dla warstw sg niewielkie (2 nm dla
magnetronu o dtugosci 2400 mm), dzieki zastosowaniu odpowiedniego cisnienia w komorze
i sktadu plazmy.

Z kolei w pracy LS11, w ktérej jest pierwszym autorem i autorem korespondencyjnym,
a oszacowany udziat wynosi 30%, Kandydat okreslit wptyw warunkéw nanoszenia powtok
metoda GIMS na sktad chemiczny i fazowy warstw okreslony metodami XPS i XRD, a takze ich
wiasciwosci optyczne. Jego indywidualny wkfad w osiggniecie badawcze w tym zakresie polega
na ustaleniu, ze w przypadku osadzania TiO; w warunkach GIMS w atmosferze tlenowej
w warstwie obecne sg gtéwnie ziarna rutylowe o wielkosci kilku nanometrdw, a udziat anatazu
jest niewielki. Autor wykazat, ze rézna wielkos¢ i rodzaj krystalitow wptywajg na wartosci

5



statych optycznych syntetyzowanych materiatow. Wartosci wspotczynnika zatamania
otrzymane dla warstw TiO, wytworzonych metodg GIMS sg nizsze, niz wartosci ktére mozna
znalez¢ w literaturze dla rutylu i sg zblizone do tych, ktdére podaje sie dla warstw amorficznych.

Habilitant konsekwentnie i dociekliwie kontynuowat swojg prace w celu udowodnienia
powtarzalnosci witasciwosci powtok nanoszonych magnetronowo w oparciu kontrolowanie
parametréw procesowych umozliwiajgcych uzyskanie zadanej grubosci, sktadu fazowego
i wielkosci ziarna. Bazujac na wynikach przedstawionych w pracach LS6 i LS11 zaproponowat
model wzrostu warstw TiO, w metodzie GIMS. Stwierdzit, ze w pierwszej kolejnosci na
podtozu syntetyzowane sg nanokrystality anatazowe, a nastepnie wskutek ich zdefektowania
i amorfizacji pojawiaja sie dogodne warunki do zarodkowania ziaren rutylowych.
Zaproponowat takze alternatywny model powstawania fazy rutylowej na skutek zderzania
jonéw z tworzacymi sie zarodkami.

Po zapoznaniu sie z opiniowanym cyklem publikacji stwierdzam, ze jako cel naukowy
przedstawionego osiggniecia mozna uznac¢ zaprojektowanie interferencyjnych ukfadéw
powtokowych o okreslonych wtasciwosciach optycznych, a w szczegdlnosci ich barwy i stopnia
przepuszczalnosci Swiatta widzialnego, w oparciu o znajomos¢ statych optycznych materiatéw,
z ktérych wykonano poszczegdlne warstwy oraz dobranie ich odpowiedniej grubosci. Takie
podejscie do projektowania powtok dekoracyjnych Habilitant nazwat “inzynierig grubosci”.

Indywidualny wktad Habilitanta w pracach zbiorowych jest wyraznie wydzielony.
Chociaz wiekszos¢ publikacji w cyklu stanowig prace wspoétautorskie, Habilitant wnidst
znaczacy wktad w opracowanie koncepcji badan, zaprojektowanie warunkéw wytwarzania
i wykonanie powtokowych uktadéw interferencyjnych, samodzielnie wykonat znaczng czes¢
badan polegajgcych na wyznaczeniu statych optycznych i charakteryzowaniu witasciwosci
optycznych oraz topografii powierzchni powtok, zinterpretowat ich wyniki oraz ustalit wptyw
statych optycznych i grubosci warstw na wartosci parametréw opisujgcych barwe uktadéw
powtokowych. Poziom prowadzonych prac Swiadczy o dojrzatosci naukowej Kandydata.

Habilitant wykorzystat swojg wiedze i dorobek z zakresu fizyki ciata statego do
opracowywania powtokowych uktadéw interferencyjnych, w ktérych uzyskanie odpowiednich
wiasciwosci optycznych umozliwia otrzymanie okreslonej barwy. Problematyka tych badan
jest istotna ze wzgledu mozliwos¢ ksztattowania uktadéw powtokowych w celu uzyskania
pozgdanych witasciwosci dekoracyjnych i uzytkowych. Sg to niewatpliwie badania
o elementach nowatorskich. Interferencyjne powtoki dekoracyjne sg bardzo czute na zmiany
grubosci poszczegdlnych warstw sktadowych, zatem opracowanie nowych ukfadéw
powtfokowych i ich wykonanie w warunkach przemystowych stanowi trudne wyzwanie
technologiczne.

Osiggniecie habilitacyjne polega na ustaleniu relacji pomiedzy warunkami osadzania
magnetronowego wysokiej jakosci uktadéw powtokowych o sterowalnych wtasciwosciach
optycznych, wytworzonych w trudnych warunkach przemystowych i ich wtasciwosciami oraz
okresleniu wptywu tych wtasciwosci na barwe powtok. Osiggniecie to dotyczy aspektéw
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wytwarzania, charakteryzowania i zastosowania materiatdw na wyroby uzytkowe, zatem
obejmuje zakres zainteresowania dyscypliny inzynieria materiatowa.

Uwagi krytyczne dotyczace zaprezentowanego osiggniecia badawczego dotyczg
niewielkiego zakresu badan mikrostruktury, pomimo ich zaakcentowania w tytule osiggniecia.
W przypadku powtok waznymi wtasciwosciami decydujgcymi o ich jakosci i trwatosci sg
przyczepnos¢ do podtoza i odpornosc na korozje. W cyklu publikacji kilkakrotnie wspomniano,
ze badane uktady powtokowe charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscia do podtoza
i odpornoscia na korozje, jednak te stwierdzenia nie zostaty poparte wynikami badan.

3. Ocena aktywnosci naukowo-badawczej oraz pozostatej aktywnosci zawodowej
Habilitanta

Po doktoracie dr inz. tukasz Skowronski opublikowat 46 publikacji w czasopismach
indeksowanych w bazie JCR. tgczna liczba cytowan artykutéw z listy JCR w bazie Web of
Science wynosi 530, w tym 368 bez autocytowan, a indeks Hirscha wynosi 14. Sumaryczny
impact factor publikacji w czasopismach z listy JCR wynosi IF=139,094, w tym po obronie
doktoratu IF= 125,802. W Jego dorobku znajduje sie takze 5 rozdziatdw w monografiach
naukowych. Habilitant znaczgco powiekszyt swéj dorobek do doktoracie i uzyskat uznanie
w srodowisku naukowym, o czym S$wiadczg dos¢ wysokie wartosci wskaznikdw
bibliometrycznych.

Dr inz. tukasz Skowronski brat udziat w 21 konferencjach naukowych, na ktérych
wygtosit 13 referatéw, w tym 2 na zaproszenie oraz zaprezentowat 9 posteréw.

Habilitant uczestniczyt w realizacji 6 projektow badawczych, w tym 5 po doktoracie, byt
kierownikiem jednego projektu NCN Miniatura. Aktywno$¢ ta $wiadczy o zdobytym
doswiadczeniu w realizowaniu projektowych zadan zespotowych oraz umiejetnosciach
pozyskiwania funduszy na dziatalno$¢ naukowa.

Dr inz. tukasz Skowronski aktywnie wspodtpracuje z krajowymi instytucjami naukowymi
i akademickimi. Wsrod nich szczegdlnie owocna jest wspdtpraca z grupg badawczg prof.
Krzysztofa Zdunka z Wydziatu Inzynierii Materiatowej Politechniki Warszawskiej, ktérej
rezultatem jest szereg publikacji o zasiegu miedzynarodowym oraz wyrdznienie w postaci
Nagrody Naukowej Politechniki Warszawskiej za szczegblne osiggniecia uwienczone
transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki. Ponadto Habilitant
wspotpracuje Wydziatem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziatem Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej oraz Wydziatem Chemii Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w Toruniu,
Narodowym Centrum Badan Jadrowych w Swierku, Wydziatem Elektroniki Politechniki
Wroctawskiej, Wydziatem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskie;j.
Wynikiem tej wspotpracy jest uczestnictwo w realizacji wspdlnych projektéw
i wspoétautorstwo publikacji.

Habilitant wspodtpracuje takze z os$rodkami zagranicznymi, takimi jak National Taras
Shevchenko University w Kijowie na Ukrainie, Uniwersytet w Linkoping w Szwecji, Ruhr-
University w Bochum w Niemczech. Badania prowadzone wspélnie z grupg badawczg prof.
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Andrija Kysila z uniwersytetu w Kijowie dotyczg cienkich warstw potprzewodnikowych
materiatdw organicznych do zastosowan w przetacznikach optycznych lub elementach
pamieci holograficznych. Udziat Habilitanta w tych pracach polega na wyznaczaniu statych
optycznych i wtasciwosci optycznych tych materiatéw, a rezultatem tej wspdtpracy jest
wspotautorstwo 6 publikacji w czasopismach z listy JCR. Wspodtpraca z uniwersytetem w
Linkdping polegata na napisaniu oprogramowania do analizy wynikdw pomiaréw
elipsometrycznych otrzymanych dla litych materiatéw krystalicznych i warstw metalicznych
oraz wykonaniu wstepnej analizy wfasciwosci optycznych badanych uktadéw. Efektem tej
wspotpracy sg 4 publikacje. W ramach badan prowadzonych we wspoétpracy z Uniwersytetem
w Bochum brat udziat w pracach dotyczacych wptywu bombardowania jonami fosforu na
strukture absorpcyjng CdTe, ktérych rezultaty opisano w jednej publikacji.

Kandydat uczestniczyt w dwdch stazach przemystowych w polskich firmach zajmujgcych
sie wytwarzaniem powtok nanoszonych magnetronowo. Zdobyte doswiadczenie wykorzystat
przy opracowaniu koncepcji powtok bedacych przedmiotem badan, ktérych rezultaty
przedstawit jako osiggniecie naukowe w postepowaniu habilitacyjnym.

Habilitant wykazat sie rdwniez aktywnoscig w redagowaniu czasopism naukowych,
petnigc dwukrotnie role goscinnego edytora w czasopismach Crystals i Materials. Wykonat
takze 18 recenzji w czasopismach o zasiegu miedzynarodowym.

Jego aktywnos¢ w towarzystwach naukowych przejawia sie w cztonkostwie Polskiego
Towarzystwa Fizycznego od 2007 r.

Za dziatalnos¢ naukowg po uzyskaniu stopnia doktora uzyskat liczne wyrdznienia
i nagrody, m.in. stypendium naukowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wybitnych mtodych
naukowcow, Nagrode Naukowa Politechniki Warszawskiej, 4 indywidualne i 4 zespotowe
nagrody Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy za dziatalno$é
naukowa.

Podsumowujgc aktywnos$é¢ naukowo-badawczg dr inz. tukasza Skowronskiego
realizowang w krajowych i zagranicznych uczelniach i osrodkach badawczych stwierdzam, ze
spetnia ona wymagania stawiane kandydatom ubiegajagcym sie o nadanie stopnia doktora
habilitowanego.

Habilitant wykazuje sie réwniez osiggnieciami w zakresie aktywnosci organizacyjnej.
Petni odpowiedzialne funkcje macierzystym uniwersytecie, bedgc od 2012 r. kierownikiem
Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiatébw, od 2019 r. zastepca
przewodniczgcego Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne, a od 2020 r. cztonkiem senatu. Ponadto
wykazat sie zaangazowaniem w organizowaniu 2 krajowych konferencji naukowych. Kandydat
wspotpracuje takze z sektorem gospodarczym. Uczestniczyt w wykonaniu kilkunastu
ekspertyz na zamodwienie przedsiebiorcow.

Jego dorobek dydaktyczny obejmuje prowadzenie zajeé laboratoryjnych, ¢wiczen
audytoryjnych oraz wyktadéw dla studentéw UTP w Bydgoszczy. Od 2013 roku jest opiekunem
naukowym Kota Naukowego Fizykdw ’‘NABLA’, ktérego dziatalnos$é¢ dotyczy fizycznych
aspektow inzynierii materiatowej. Habilitant byt promotorem 7 prac inzynierskich i 9 prac
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magisterskich. Jest promotorem pomocniczym trzech doktorantéw oraz opiekunem
naukowym jednego. Za swojg dziatalnos¢ dydaktyczng i organizacyjng otrzymat dwie nagrody
Rektora UTP.

Aktywno$¢ organizacyjna i dydaktyczna Habilitanta swiadczy o zdobytym doswiadczeniu
i umiejetnosciach w przekazywaniu i popularyzowaniu wiedzy zwigzanej z prowadzonymi
badaniami naukowymi.

Whiosek koncowy
Dr inz. tukasz Skowronski swojg dziatalnos¢ naukowa opart na wykorzystaniu wiedzy
z dziedziny fizyki w zagadnieniach zwigzanych z inzynierig materiatowga. Wskazane osiggniecie
naukowe, stanowigce podstawe postepowania habilitacyjnego, zatytutowane ”"Wtasciwosci
optyczne i mikrostruktura powtokowych uktadéw interferencyjnych wytworzonych metodami
magnetronowymi” ma forme cyklu powigzanych tematycznie artykutéw naukowych.
Osiggniecie Habilitanta stanowi wyraznie wyodrebniong cze$s¢ pracy zbiorowej i jest
rezultatem Jego wieloletnich badan nad opracowaniem sposobdéw wytwarzania cienkich
warstw oraz charakteryzowaniem ich mikrostruktury i wiasciwosci, ktére wnoszg znaczny
wktad w rozwdj inzynierii materiatowe]. Kandydat wykazuje sie istotng aktywnoscig naukowg
realizowang oprocz macierzystej uczelni takze w kilku krajowych i zagranicznych uczelniach
i instytucjach naukowych, spetniajgcg w zadowalajgcym stopniu kryteria wymagane do
uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

Stwierdzam zatem, ze dr inz. tukasz Skowronski spetnia wymagania stawiane osobom
ubiegajgcym sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie inzynieria

materiatowa.



